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೤મਗ਼౱म୭୆पરखऎৈ஍૨ऩग़ॿঝॠش౺दँॊधखथ؜মત৓प൤఺ऋ઩ऽढथ
ःॊ؝০৏؜ৈ஍૨؞ৈິ୲؞଩コスॺऩ೤મਗ਼౱৫৅प਱ऐथਗ਼౱৔৖भ 物質輸送メカ
ニズム ॑ੰ৥घॊ૑ਏऋँॊ؝ম研究ॢঝشউदम؜೤મਗ਼౱॑ଡਛघॊৈী৕ਗ਼ੰସჍ؜
ඡᄘಽಉभ ナノ・マイクロスケール構造 भর॑流ोॊ਷ಞ(উটॺン)؜෷ಞ؜਷भୟଛਠ
଴॑ী৕३঑গঞش३ঙンपेॉੰ৥ख؜次世代の燃料電池の開発प૽য়थॊ؝

ள඀ଲષभଲୗૌஙपथেगॊആ஼஍ટफ़ス॑଩੖औचॊऒधम؜৉ૉആ཮৲೪਑पశ
ଞपથ஍दँॊ؝୭୆଀෰भ৵औःউট७スभরदु્؜प೑رम४গشঝ೸॑৷ःञ೸
૪৶উট७スपणःथ研究॑ষढथःॊ؝ऒभউট७スরपम؜೸ఁങटऐदऩऎਗ਼ৃप
ेॊ୎৿ृள඀भଡୗ૗৲ुেगॊ؝जभञीম研究ॢঝشউदम؜ী৕流体ੵ学ध౫મ
科学॑ੌा়ॎचञঐঝॳフॕ४ॵクスੰෲ॑৷ः؜メカニ६঒भੰ৥प਄ॉੌ॒दःॊ؝

Liイड़ンਗ਼౱मঽ৿੤भংॵॸজृشスঐشॺフज़ンऩनઁ்؜ऎૢ৷औोथःॊऋ؜૭
೤ਙऋँॉ؜ऽञౄਗ਼ৎ৑ऋশःಉभਖ਻ऋँॊ؝Liイड़ンਗ਼౱भั体ਗ਼ੰସ॑ಕ体ਗ਼ੰସ
द઼ऌఌइञ全固体電池मऒभLiイड़ンਗ਼౱भಢ所॑ੰৠघॊૼ୒धखथି৯औोथःॊ؝
ম研究ॢঝشউदम؜৸ಕ体ਗ਼౱भಕ体ਗ਼ੰସृਫா؞଀ாभણ੟ସ৔৖पउऐॊLiイड़ン
भୟଛਠ଴॑ী৕३঑গঞش३ঙンपेॉੰ৥ख؜৸ಕ体ਗ਼౱भৰ৷৲प૽য়थॊ؝
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燃料電池内部の
物質輸送シミュレーション

઄଑体मৢਦਃஓੇ؜ਗ਼؜ঽ৿੤ऩनମभ৚ॉभँैॅॊ੟प࿌ൗऔो؜जभ੎ਏਙम
IoTृAIभ৅னपൣःফرੜপखथःॊ؝઄଑体ଲୗपमളਯभੵஙऋோ૔खथउॉ્؜प
ਛჍੵஙपउःथमჍௐෙ୷±0.5 nmधःअਉ৕ಽঞঋঝदभதৈಖഡऩ਑౪ऋ੷ीैो
ॊ؝ম研究ॢঝشউदम؜઄଑体౫મ॑রੱधखञઃ਼৻౫મ৫৅ૼ୒भ൉েप਱ऐथ؜
ৰୡधੑ઴भ૏એऊैॼঀスॣشঝभખૢ流৿ਠ଴भੰ৥प਄ॉੌ॒दःॊ؝
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Experiment Simulation

Movement of carbon atoms due to electric field

Electric field
direction

(40 pico second later)
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